
1261152
6
 
6

A
 
B

本案已向：

國（地區）申請專利，申請日期： 案號： ，盼 □無主張優先權

戸本

1999年2冃25 Η特願平1 1-047635號

有關微生物已寄存於： ，寄存日期： ，寄存號碼：
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五*發明說明（「）

「卩陀述

'農"·闘坤芒川 单汕日f I 噂尸磧體

t駅叫応:鼬，¥ ‘遊芒y η - γ右霍甩a 「止阻剝

翱律 二-y| 川關亍、 于|审m逬阳?π離©I W造半導體 

I： w :·七' <±.

日本專利公開號數62 - 49355, 6 2 -9 5 5 3 1及5 - 2 7 3 7 6 8均

萌 技 詳 细 ΊΠ

甲 體 積 體 迨 路
ρ.

ΗΧ 液 晶 顯 ■；ΤΓ' 器 一严 半 導 體 裝 置 ?

『币 言 其 Β 業 Γ'■ 藉 如 下 - 步· 驟 而 製 得 即 塗 覆 具 有 光

阻 組 成 物 宀 八\、 機 基 材 將 該 光 阻 膜 曝 露 於 光 下 而 圖 形 化

並 接 著 顯 影 利 用 經 圖 形 化 之 光 阻 膜 作 為 光 罩 来 △丄曲 刻 該

far 機 基 材 之 經 曝 露 部 分 以 形 成 瞬 間 電 路 (Μ i η u t e 0 i r C u i
, W 及 從 八\、 機 基 材 移 除 該 光 阻 膜 :二： 或 者 在 形 成 瞬 間 電

路 之 後 將 該 光 阻 膜 予 灰 化 並 將 該 所 殘 留 之 光 阻 殘 餘

物 從 te八讣 機 基 材 移 除 ■
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擁W? I：較少功进的

揭 示 藉 由 Μ 水 之 ΗΗ:
八八 機 含 胺 之 剝 離 劑 來 移 除 光 阻 膜 和 光 阻

殘 餘 物 然 而 其 所 建 議 之 te八、\ 機 含 胺 之 剝 離 劑 對 經 艮虫

刻 後 之 光 阻 膜 和 經 蝕 刻 和 ft 後 之 光 阻 殘 餘 物 而 言 ? 馀

具 劣 質 的 移 除 能 力

近 來 精 密 方 法 已 漸 漸 的 廣 泛 應 用 在 需 要 更 嚴 格 控

制 蝕 刻 條 件 七 -半 導 體 裝 置 製 造 上 此 使 得 轉 而 需 求 具 有

較 咼 硬 度 表 面 之 光 阻 膜 亦 且 該 精 密 方 法 中 經 由 蝕 刻

和 霍 漿 化 而 得 ” V— 殘 餘 物 f系 具 < 複 雜 的 化 學 組 成

等 所 建 議 無 機 含 胺 '&j 剝 離 劑 業 已 被 發 現 甘 對 於

it ί-L 類 光 膜 和 光 棧 餘 物 B 具 較 •1/ 效 用 的

ΊΪ 乾 刻 一丄Μ 憤 況 下 作 卷 光 阳 賤 餘 側 壁 型 厶 口 物

W 宙 蝕 刻 體 Mr 材 料 ίο 各 種 te Μ 料 而 形

知 無 a 宀 剝 離 劑 對 移 Β 側 壁

ο *
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日本專利公 號數 6 4 -8 19 0 ,6 4 8 1 9 5 0 及 6-2661 1 9揭

〒含按烷醇之水 性剝 離 劑 然 而；該 等含胺 烷醇之 水性

剝離劑，對於卜 述＜ Μ 膜和光 阳殘餘 物仍然 不具左 分的

移除能力

甲於半導體電 路或 液 晶顯示 器之半 導體裝 -Ε^,. •八心 材·.

最近係·經由無機 材料 而 製得的 因此 .需要 開岀耐 此類

無 機 材 料 的 腐 蝕 作用 之 光阻剝 離劑試 劑：

本發明之一般 目標 係在於 解決上 述先前 技藝光 阻剝

離劑之問題。

本發明之另一 個目 標 ,係在 於提供 一種光 阻剝離 劑,

其係於低溫下， 在短 時 間內可 輕易的 移除塗 覆於無 機基

材上之光阻膜， 但不 會 損及該 由各種 不同的 無機材 料所

製成之無機基材 ,並 因 此而確 保製造 岀高精 密電路 C

本 發 明 之 又 另 個 目 標 係 在 於 提 供 種 光 阻 剝 離 劑

亨 其 係 於 低 溫 下 在 短 時 間 內 可 輕 易 的 移 除 在 蝕 刻 後 所

遺 留 在 Μ八、、 機 基 材 上 之 光 阻 膜 但 不 會 損 及 該 由 各 種 不 同

的 Μ八 機 材 料 所 製 成 之 jte八 機 基 材 並 因 Itt 而 確 保 可 製 得 高

精 密 電 路 <3

本 發 明 之 再 另 — 個 目 標 ί 係 在 於 提 供 一丄 種 光 阻 剝 離 劑

其 於 低 溫 下 在 短 時 間 內 可 輕 易 的 移 除 在 經 蝕 刻 及

接 著 ft 後 所 遺 留 在 J、\ λ 機 基 材 上 之 光 阻 膜 但 不 會 損 及

該 由 各 種 T 同 的 無 機 材 料 所 製 成 -> 無 機 基 材 - 並 因 此 而

保 可 製 高 精 密 電 路

本 發 明 進 ----- « 步 目 標 馀 在 於 提 供 — 種 利 用 該 光 阻 剝
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離 劑 來 製 造 半 導 體 裝 方 法

發 明 概 述

鑑 於 前 述 目 標 歷 經 廣 泛 之 研 究 結 果 本 發 明 業 已

發 現 一一 種 包 括 醇 孙離性a?胺） 之 光 阻 剝 離 劑 其 係 可

輕 易 的 而 且 迅 速 的 移 除 經 圖 樣 7 光 阻 膜 和 在 經 蝕 刻 後

所 遺 留 之 光 阻 殘 餘 物 • 以 及 在 經 蝕 刻 再 灰 fb 後 所 遺 留 之

光 阻 殘 餘 物 但 不 會 損 及 該 由 各 種 不 同 的 Μ八 機 材 料 所 製

成 之 ίΒΕ八、、 磯 基 材 並 因 此 而 確 保 可 製 得 高 精 密 電 路 ο 基 於

此 等 發 現 而 業 已 達 成 本 發 明 ο

如 斯 之 故 本 發 明 係 提 供 :

(A ) 一 種 包 括 剝 離 性
Η去 
醇 胺 之 光 阻 剝 試 劑 9 於 剝 離 性

TC亠 
醇 胺

分 子 中 係 具 有 以 如 下 式 (I:) 所 示 之 至 少 個 官 能 基

Ri
y-i-OH φ

其中，R丄及R 2係個別為氫原子，C ΐ - C 8烷基或

C 1 ~ C 8烯基；

（B ） -種製造半導體裝置之方法，其包括藉由該光阻剝

離劑來移除光阻膜之及或在經蝕刻後所遺留之光阻

-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
-
-
-
-
-
-
.-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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殘 餘 物 步 驟 和

(Γ ) 一 種 製 造 半 導 體 裝 置 之 方 法, 其 包 括 藉 由 該 光 阻 剝

離 劑 來 移 除 光 阻 膜 及 或 在經 蝕 刻 再 灰 化 後 所 遺 留

七 光 阻 殘 餘 物 步 驟

圖式簡 要 說 明

-5
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第 1 圖 橫 斷 面 圖 其 顯 有 經 利 光 阻 膜 作 為 进

罩 而 乾 武 ζ>χ艮虫 刻 所 成 的 鋁 ί a C U 電 路 圖 樣 半 導 SUS體 裝

置

第 η 乙 圖 橫 斷 面 圖 其 顯 ■ητ 使 第 1 圖 之 半 導 體 裝 置 .W

氧 等 離 子 化 而 移 除 光 阳 膜 後 之 半 導 體 裝 置 c

第 3 圖 斷 面 圖 其 顯 示 具 有 利 用 光 阻 膜 作 為 光 罩

Μ, 按 （ΓJ） 硝 酸 鹽 溶 液 式 蝕 刻 所 形 成 銘 （C 厂）

電 路 圖 樣 之 液 晶 顯 示 裝 置 <1

本 發 明 詳 細 說 明

本 發 明 所 使 用 之 特 定 的 光 阻 剝 離 性 醇 胺 係 其 分 子 中

至 少 一 個 官 能 基 係 如 下 式 (I:) 所 示 :

R1
:N—C—OH (I)

其中，R '及R 2係個別為氫原子，C丄-C e烷基或C ί -C s 

烯基匚較佳之以式T ［所示之官能基係為

^N-CH 2 OH 和 ^N-CHOH
- 一 \

CH三，

該剝離性醇胺之實例為：

⑴剝離性脂族醇 胺： 例如Ν -密甲基甲基胺. Ν-經甲基二

甲基胺，Η , Ν - 甲基甲ι基胺，Ν - （ α -徑 乙 基）甲基

胺」Ν ·· ί述"ϊχ 乙基 ［二甲 基胺，Ν。《二”「 徑乙基'

田基胺.―輕 甲基 乙基肠―Ν徑甲基二乙 基 胺》 Ν , Ν

二挥甲基乙基 胺. Ν - ( α “經乙基）乙基胺， Ν χ ί α ~ if
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Z,基）-:乙基胺 > Ν , Ν “ ί 蹲 乙基 ）乙基胺 ,Ν -徑

甲基丙 基胺.N- 徑甲基 一丙基 按 . Ν .Ν -二徑 甲基丙

基胺. Η - 1 Q …if Ζ基；丙基胺， N -· σ ”務乙基 ）二丙基

胺’N . Η - ί 二■- a …ΪΙ Ζ基）丙基 胺 .Ν -徑甲基Ί'基胺.

「理甲 基二丁基 胺：Ν , N -二理 甲 基丁 基胺· Ν -(α -徑

乙基）丁基胺，N - f α〜理乙基）
一 Τ基 按，Ν , Ν -(二 “ α

坯乙基 ）丁基胺， Ν.徑甲基戊基胺，Ν ”輕甲基 二戊基

N-二徑甲 基戊基 胺，N- (α -徑 乙基）戊 基胺，

N-徑甲 基己基胺 ,Ν-徑 甲基二 己 基胺 , Ν , Ν- 二超甲

基己基 胺，N -（ α -徑乙 基）己基胺，N -理甲基 庚基肢，

N-徑甲 基二庚基 胺，Ν , N-二徑 甲 基庚 基胺，Ν -理甲基

辛基胺 ,Ν-徑甲 基二辛 基胺， Ν , Ν-二 徑甲基岳荐胺，

基）乙醇胺

Ν ~ ( α -徑乙基）辛基 胺， Ν-徑甲 基甲基乙基胺， Ν-(

理乙基 ）甲基乙基胺 ,Ν-徑甲基 甲基丙基胺，Ν- (a

徑乙基 ）甲基丙基胺 ,Ν-徑甲基 甲基丁基胺，Ν - (a

徑乙基 ）甲基丁基胺 、Ν -徑甲基 甲基戊基胺，Ν - (α

徑乙基 ）甲基戊基胺 ,Ν-徑甲基 甲基乙基丁基胺 ,Ν

ί α -徑 乙基）乙基丁 基胺 ,Ν -經 甲基乙醇胺（CAS Ν ο

Ν , N - 二徑N -（ q 一 徑 乙65184-12-5)

a

甲基
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乙醇

N -甲

田基

Η -理

醇胺

胺，Ν , N -（

基乙醇胺，

…N -丙基乙

甲基- N - T

a -徑 乙 基）二乙醇 胺，N-徑甲 基一

Ν ™( α - ΪΙ 乙基)- Ν - 甲 基乙腹胺， N-徑

醇胺? ·徑乙基iN-丙基乙

基乙醇胺? N — α…徑乙基）- Ν ~ 丁

「輕甲基異丙醇 (CAS Ν ο . 7 6 7 3 3 - 3 5 - 2 )

醇胺.

基乙

N -

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（210 χ 297公釐）



1261152
A7

〔
/
 

Β

五、發明說明（’）

'」輕Z基丨異丙醇胺、Ν , N “二理甲基異丙醇腹，N , 

N 「…口…徑乙基）異丙醇胺，N・徑甲基二異丙醇胺、 

—— 蹲乙基）異丙醇胺.N -輕甲基「乙基異丙醇胺

N… (◎ if 乙基 「乙 基 異 丙 醇 胺” Ν™ 徑 甲 基- 丙

基 異 丙醇胺 ,N -- £ c\ -輕 乙 基 !- Ν "- 丙基 異 丙 醇 胺? Ν -理

F0 基 - N "-丁基異丙g1胺, N 一 ί 0： -經乙基） j Ν '基 異 丙

醇 ,N…徑 甲基 胺 乙氧 醇 Ν *■ (α "- 乙 基 ）按 乙 氧

乙 醇 ,Ν , N- 二輕 甲 基按 乙 氧 乙 醇 ,Ν , Ν~ (Ξ α _ 徑 乙

基 ）$安乙氧乙醇、、N -徑甲基胺- 2- 甲基 丙 醇 Ν-( a

乙 基 ）胺-2 - 甲基 丙 醇, N , Ν_ 二 甲基 胺 -2 -甲基 丙 醇，

以 及 Ν , N -(二:一 a -徑乙基） 胺 -2 -甲基丙醇；

脂 族 醇聚胺 ,例 如 N-徑 甲 基 伸 乙 基二 胺 (C AS No

4 1 4 3 4-2 4-6）, N - （ α -徑乙基）伸乙基二胺，Ν , Ν -二徑 

甲基伸乙基二胺（C A S No . 7 0 49 5 -3 8 -4 ） , N -徑甲基伸 

丁基二胺（CAS No. 66210-83-1） , N-徑甲基伸丙基二 

胺（CAS Νο.66210-82-0） , Ν,Ν'- 二徑甲基伸丁 基二胺

(
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N , N- 二 輕 甲 基伸 T 基 二 胺 5 N , N , N ' 三徑甲基 伸 T

基 胺 Ν , Ν ,N J N Ψ 四 超 甲 基 伸 T 基 二 胺，Ν , N ¥ 二

甲 基 伸 丙 基 二胺 N、 N- 徑 甲 基 伸 丙 基二胺级 N ,N

N , 三単里甲基，伸丙基二二 / N ,N ,N N ? -四谨甲基 伸 丙

基
一

胺 Ν , Ν ·-(二- a 爭乙基） 伸 乙 基
一 腹· Ν, N ,N

—1 甲 基 伸 N , N , N， -( 二 I j徑乙基） 伸 τ

1 一"
胺 Ν . N .N 二 N ' i 四 甲 基 伸 乙 基

一 胺,Ν , N ,N • *

N * -四 α -Ϊ 7基） 伸 7 基
_・

胺 9 N- 徑 甲 基-N-甲 基 伸
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五、發明說明（z ）

乙基二胺，N - （ α - 甲基）- N -甲基伸乙基二胺，Ν , Ν ' 

…二理甲基甲基伸乙基二胺，Ν , N ' -（二- α -理甲基） 

-Ν -甲基伸乙基二胺，Ν , N ' , N ' -三徑甲基- N・甲基伸乙 

基二胺，N -徑甲基- N二N ' -二乙基伸乙基二胺，Ν，N - 

二理甲基-N J Ν' -二乙基伸乙基二胺，Ν行-（二-α -徑 

甲基）- N U -二甲基伸乙基二胺，Ν-徑甲基- Ν , Ν ' , Ν ' 

-三乙基伸乙基二胺，Ν -（ α -徑甲基）- Ν , Ν ' , Ν ' “三乙 

基伸乙基二胺，Ν-徑甲基-Ν-乙基伸乙基二胺，Ν,Ν'- 

二徑甲基-Ν-乙基伸乙基二胺，Ν,Ν',Ν'-三務甲基-Ν- 

甲基伸乙基二胺，Ν-徑甲基- Ν,Ν'-二乙基伸乙基二胺

,Ν,Ν-二超甲基- Ν',Ν' -二乙基伸乙基二胺，Ν-超甲 

基- Ν,Ν',Ν'-三乙基伸乙基二胺，Ν-徑甲基伸丙基二
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胺 Ν , N- 二 徑甲 基伸 丙 基二 胺 ,Ν , Ν , Ν '-三徑甲 基伸

丙 基 二胺 Ν , Ν , N ' , N 四超 甲 基伸丙基二胺，Ν -徑甲

基 伸 丁基 二 胺， Ν , N- 二 徑甲 基 伸丁基二胺，Ν , Ν ,Ν —
二 徑 甲基 伸 T基 二胺 Ν , Ν , Ν， ,Ν'-四徑甲基伸丁基二

胺 N-徑 甲 基二 伸乙 基 三胺 > Ν , Ν ” -二務甲基二 伸乙

基 二 胺， 和 N-徑 甲基 二 乙二 胺

⑵未 飽 和脂 族 醇胺 :例 如 Ν-徑 甲 基烯丙基胺，Ν , Ν -二徑

甲 基 烯丙 基 胺， N— ( α - 徑甲 基 ）烯丙基胺，Ν , Ν- (二-

ex-徑甲基）烯丙基胺，Ν-徑甲基二烯丙基胺，Ν-徑甲 

基- Ν -甲基烯丙基胺和Ν -徑甲基-Ν -乙基烯丙基胺；

⑶剝離性環醇胺：例如Ν -徑甲基毗咯、Ν -（ α ■"徑甲基）毗 

咯、Ν -徑甲基-甲基毗咯、Ν -徑甲基-二甲基毗咯、Ν -

-9 ~

( 
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甲基）甲氧乙基胺、Ν,Ν -二徑甲基甲氧乙基胺、Ν -垣

理甲基 -三甲基毗咯、N •-理甲基-甲基毗咯、 Ν - (α ~ ϊχ

甲基）毗碇、N j徑甲基- 甲基毗噪 、N-徑甲基 一 ~1甲基

咁卩定· N-徑甲基咪呼 N - W甲基 三瞠、Ν-Ϊ1 甲 基四醴

N-徑 甲基哌碇' N -徑 甲基2-甲 基哌唳、N - 甲基2，

—二甲 基哌喘、N -徑甲 基哌阱、 N -（ α -理甲 基 ）哌阱

甲基甲基哌阱、 N-理甲基 嗎咻及和Ν- (0（-瑾甲

基）嗎咻；和

⑷脂族醇 乙醛胺：例如N -徑甲基甲 氧乙基胺、 Ν_ (α -徑

甲 基 甲 氧 丙 基 胺 、 Ν ,,Ν -二 甲 基甲氧 丙 基胺 、Ν-徑甲

基 乙 氧 乙 基 胺 、 Ν- (‘锐-務 甲 基 ）乙氧乙基胺、、Ν , Ν-二

甲 基 乙 氧 乙 基 胺 、 Ν-徑 甲 基 乙氧丙 基 胺、 Ν , Ν - 二輕

甲 基 乙 氧 丙 基 胺 ο

剝 離 性 醇 胺 9 較 宜 為 以下 式 (1I ）所示 之 化合 物：

Ν—C-OH (Π)
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~1 0~

其 中 R 1 及 R 2 之定義係如上述 9 R 3係為C 1 -C 山烷基

C 1 - C览 烯 基 、胺基、 C I - C ίο 徑 烷基、C 1 一 C 10 胺基 烷

基 Λ （C L ，C 烷基）苯 基、 苯基（ C 1 - C 10 ) 烷 基 、C 1 - C 10

烷 氧 基 、（ C 1 -C.1O)烷 氧（C ! - C1C「）烷基、 輕 基 (C 1 ~■ C ίο ,

烷 氧 （C ［一• C i厂 ＞烷基、 ρ _VZ £ C 10 烷 基胺基、 胺 基 (C —■ C 13 :

烷 氧 （C , - C匸, ）烷基、 疼基 (C , i C L-)烷基 胺 基 (C 1 --c '

(
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五、發明說明（"”）

烷 基 ；R 4 係 為 氫 、"CH ? ΟΗ -CH (ΟΗ UH s C ； -C [ 烷

基 或 C : -C 烯 基 、胺基 ' C L -C茁徑 烷基 -C ;- Cio 胺

基 ί宀烷 基 ,, 1 C C 1 烷基） 苯基 茉基f C 一 ~C '烷 基

c C :: 烷 氧 基 '、 「"C 丄）烷 氧（C ：. -Crj ) 烷 基■' 基

(C -C .心） 烷 氧 (C ί - C ）烷基 、C ；- C ::烷 基 胺基、 胺

基 (C 1 *■-C Η 烷 氧 (C ;…C 1，.-）烷 基、徑 基（C1 -■ C ；<■ ）烷 基

胺 基 (C 丄 — C ,h3 ) 烷 基；或 R ?及 R 4 一起具有 氮 到R 「及

R 4係為可以形成具有1到1 2個碳之環狀按所鍵結: 

更佳的剝離性醇胺係為如下式（I ）:

N—CH9OH (III)
4丿 -

(
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其 中, R 3 及 R 4 之定義

醇胺之

係如上述θ

乙醇胺,更 佳 的 剝離性 實 施 例， 係 為 Ν-徑甲基

N- 徑 甲 基 異丙醇 胺，N , Ν- 二 徑甲 基 乙 醇胺，Ν- 徑甲基二

N乙醇胺， N-徑甲基-N- 乙 醇 胺, Ν_ 輕 甲基-Ν-乙基乙醇

胺 N- 輕 甲基胺 基乙醇 胺 Ν,Ν' -二輕甲基伸乙基二胺，

N- 徑 甲 基 伸乙基 二胺， Ν , Ν , Ν ' -三二徑甲基伸乙基二胺，

N , N , N， ,N —四徑 甲基伸 乙 基 二胺 Ν- 輕甲基伸 丁基二胺

， N- 甲 基伸丙 基二胺 Ν , Ν・_二:理甲基伸丁基二胺，

N， 二超甲基伸丁基二胺， Ν , Ν ；Ν ‘-三輕甲基 伸丁基二

胺 N , N ‘ . N ‘ - 四徑甲 基 伸 Τ基 二 胺 ,Ν,Ν1--：:理甲基

伸 丙 基
一
胺，N , N -二徑 甲 基 伸丙 基 二 •胺，Ν , Ν , Ν ' -三徑

甲 基 伸 丙 基二腹 ,N . N . Ν 5 ? Ν ■-四 理 甲 基伸丙基 二胺 > Ν -

輕 申 基
一
甲基胺 ,Ν U ,Ν •Τ 二理 甲 基 二伸乙基 三胺，Ν ~

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（210 χ 297公釐）
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甲 基 田 基 胺 甲 基 审 基 Ν . N - 甲 基

伸 基
一 Ν , Ν… i 理 甲 基 甲 基 甲 基 j 审 基 胺

Ν . 甲 基 甲 基 N - 审 基 审 基 N ■ 一 理

甲 基 二 基 胺 ■) Ν - 輕 甲 基 丙 基 按 N - 甲 基 Τ 基 胺 Ν ~

甲 基 哌 及 N… 徑 甲 基 胺 嗎 : 在 某 吐 例 ? 中 剝 離 性 醇

胺 馀 ¢0 式 ί ffi ) 所 鑑 於 等 高 移 除 能 右丿7 其 中 R 1馀

為 氫 c

Μ 上 所 述 之 剝 離 性 醇 胺 係 單 獨 戌 以 兩 個 或 更 多 個 之

組 合 來 使 用 η 當 該 剝 離 性 醇 胺 為 液 時 其 可 以 直 接 當 作

光 阻 剝 離 劑 使 用 而 不 用 以 溶 劑 稀 釋 之 ο 如 果 需 要 的 話

該 光 阻 剝 離 劑 可 以 作 成 包 括 剝 離 性 醇 胺 和 至 少 為 添 加

胺 .、 有 機 溶 劑 抗 腐 蝕 試 劑 、 水 和 四 级 氫 氧 胺 化 物 之 —-.

之 組 物 9 以 形 成 剝 離 劑 ο

可 使 用 於 本 發 明 之 該 添 加 胺 ί 其 可 以 是 烷 基 胺 乙 基

胺 聚 胺 物 、 徑 基 胺 和 環 狀 胺 物 ο

該 烷 基 胺 可 以 是 脂 族 i 級 胺 例 如 甲 基 胺 ・、 乙 基 胺

η - 丙 基 胺 異 丙 胺 、 η - T 基 胺 、 第 Τ 基 胺 、 異 T 基 胺

t-■T 基 胺 、 戊 基 胺 、 2- 胺 基 戊 烷 、 3- 胺 基 戊 烷 Λ 1 _ 胺

甲
2
 基 胺-3

 烷 
Γ
 基 甲

2
 基 胺一

2
垸

T
基甲一

2
基

基 丁烷 4 - •胺 基 —c -甲基 T 烷 己 基 胺 、 5- 基. 2- 甲

1」烷 庚 基 辛 基 胺 壬 基 .胺 癸 基 胺 十 一 基 胺

基 胺 Ί… 基 胺 十,四 基 胺 一卜 五 基 胺 :;弋 基

L1J 基 胺 和 1 ■ 基 腹 脂 族 级 基 胺
-

例1如 二 甲

基 胺二 基 丙 基
…

異 丙 基 胺 i\
一一「

基 按
一

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
制
衣

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（210 χ 297公釐）



A7
1261152

E7

五、發明說明（'）

「于 基 .腹 基 胺 庚 基 腹 二 辛 基 胺 壬. 基 胺

一 癸 基 胺 甲 基 基 胺 基 丙 基 胺 甲 基 異· 丙 基 胺

基 'T* 基 甲 基 異 Τ' 基 腹 申 基 第 基 甲 基 "■ 1 "
-Γ 基 胺 甲 基 戊 基 胺 甲 基 異 戊 基 胺 基 丙 基 乙

¥ 異 丙 基 乙 基 丁 基 Κ 7
基 異 丙 基

…7

基 第
一 Τ

基 胺 ;ζ 基 一 { 「基$ •乙基異戊基# 丙基丁基胺禾ΰ

丙 基 異 基 胺 Μ 及 脂 族 級 胺 例 如 ―亠 甲 基 胺 • 三 乙 基

胺 三 甲 基 胺 、 二 丙 基 胺 Λ 三 Τ 基 胺 、 二 戊 基 胺 、 —.
甲

基 乙 基 胺 、 二 甲 基 丙 基 胺 、 甲 基 二 乙 基 胺 和 甲 二 丙 基 胺0

可 使 用 於 本 發 明 而 作 為 添 加 胺 ί 苴/、 可 Μ 是 醇 胺 、 例 如

乙 醇 胺 X Η- 甲 基 乙 醇 胺 、 Ν- 乙 基 乙 胺 、 Ν- 丙 基 乙 醇

胺 Ν_ Τ 基 乙 醇 胺 、 二 乙 醇 胺 、 二 乙 醇 胺 、 Ν_ 甲 基 二 乙

醇 胺 、 Ν- 乙 基 二 乙 醇 胺 Λ 乙 基 二 乙 醇 胺 異 丙 基 二 乙 醇

胺 二 異 丙 醇 胺 三 異 丙 乙 醇 胺 、 Ν- 甲 基 異 丙 醇 胺 Ν_

乙 基 異 丙 醇 胺 λ Ν- 丙 基 異 丙 醇 胺 2- 胺 基 丙 -3 -81 、 Ν

甲 基 -2 反基丙- 1 - 醇 Λ Ν -乙基- 2- 胺 基 丙 -1 -S：1 · 1 ■■胺

1 -醇 1 ~胺基辛…2 -醇 ' 一胺基辛 “ ~醇 「胺基丙

基 丙- 2 - 醇 N- 甲 基- 1 - 胺 基 丙 -2-醇 、 N- 乙 基 ~ 1 - 胺 基 丙

-2 -醇、 2 f 胺 基 T - 1 - 醇 、 N •- 甲 基- 2- 胺 基 丁 -1 -醇 ■·> N ~ 乙

基 - 2 -胺 基 丁 ™· 1 -8 3- 胺 基 丁 一 1 .醇 、 N - 甲 基 -3- 胺 基 丙

…1 -醇、 Ν ~· 乙 基 -3 j胺 基 τ -1 ? ' 1 腹 基 T —4 _醇 N - 甲

基 基 丁 1 N - 乙 基 …1 “胺基 丁 -4 —酉?, 1 _ 胺 基 …2

甲 基丙… 2… 醇 0 ..... 胺基- 2 •- 甲 基 丙 一 ]7 醇 1 - 胺 基戊- 4- 醇

:? '胺基- 4. 基 丙~ 1 . 醇 2- 胺基己- 醇 3 '■胺基庚-

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（2J0 X 297公釐）
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醇 基 丙 .“7 Ο - S 一.4 』、 一 J 氧 甲 基 ）胺甲烷 ,2-

一 腹 基 丙 -? -醇 二脸基丙- ” / •醇 和 2…（2 ·胺基乙氧〕

醇

該 胺 □Τ..2 以 是 伸 - 一
伸丙 基

一 -伸丁基 …

…二 伸 甲 基
一“ 四 伸 甲 基

一
胺・ 1 , 3 “· 胺基丁烷 2,3-

-- 基 Γ 烷 '· 五 伸 甲 基
—.

胺 • 2 . 4 ■■■ 胺 基戊烷' 伸甲

基 胺 - 七 伸 甲 基 胺 八 伸甲 基
一

胺 、九伸甲 基 二胺

N_ 甲 基 伸 乙 基 一， 胺 Λ Ν , Ν- 二甲 基 伸 乙 基二胺、 三 甲基

伸 乙 基 二 胺 * 1 , 2 , 3 ~ 三 胺 基 丙烷 、 三 (2 -胺乙基）胺 、四

（胺甲基） 甲 烷 % 伸 乙 基 三 胺、 三 伸 乙 基四嗾、 四 伸乙

基 五 胺 、 七 伸 乙 基 Λ 胺 和 九 伸乙 基 十 胺 Ο

該 基 胺 可 以 是 徑 基 胺 Ν-甲 徑 基 胺 、Ν-乙徑 基 胺和

N- 二 乙 基 基 胺 ο

該 環 狀 胺 可 以 是 毗 咯 2- 甲基 毗 咯 2 -乙基毗 咯 、3-

乙 基 毗 咯 、 2 ? 3- --I 乙 基 毗 咯 、2 , 4- 二 乙 基毗咯、 3 , 4 _ 二

乙 基 毗 咯 • 2 , 3 , 4 - 乙 基 毗 咯、 3 , 5-三乙基毗 咯 、2 •-

毗 咯 、 毗 咯 喘 2- 甲 基 毗 咯卩定 3- 甲 基毗咯噪 、 毗瞠

、 咪 1 , 2 , 3- 二 呼 1 , 2 , 3 , 4 ~ 四 呼 毗噪、2- 甲 基六

氫 毗 3- 甲 基 ■ ■Y.A 氫 毗 ί® 、 4-甲 基 __1„< 氫 毗除、2 , 4~ 二甲

基 氫 哌 噪 、 2 , 6 j 二 甲 基 氫哌 '· 3 , 5-·二甲基 氫哌

毗 阱 、 2 *- 申 基 毗 2 . 乓 —、
甲 基 毗 2 . 6 … 一

甲基

毗 阱 和 嗎 :

Μ V- 述 添 加 胺 宀 中 特 别合 宜 的 是 甲基胺、 基胺

丙 基 T 基 胺 7 醇 胺 、Ν - 甲 基 7 醇胺 N- 7 基乙

.....ί 4 -
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醇 胺 7 醇 胺 異 丙 醇 胺 9 -」一胺乙氧i 乙 醇 胺 1 伸

7<r 基 胺 伸 丙 基 胺 伸 T 基 胺 二伸乙基胺 超 基 胺

N .. —亠 7 基 Ϊ? 基 胺 毗 聊 和 嗎

該 剝 離 性 醇 胺 和 添 加 胺 之 莫 耳 數比.其總 量 上 並 沒 有

嚴 培 限 制 而 較 宜 為 0 , 0 1 到 1 0 0 ,且更宜為 0 ” 1到1 0

該 有 機 溶 劑 可 是 瞇 類 溶 劑 例如，乙二 醇 乙 ~· 醇

單 乙 乙
__*

醇 單 T 、 乙 二 醇 單甲魅、二 乙 —、 醇 單 甲

Η 、 二 乙 一 醇 單· T 、 丙 醇 單 甲瞇、丙二 醇 單 乙 、

丙 二 醇 單 丁 二 丙 二 醇 單 甲 、二乙二醇 單 乙 瞇 二

丙 二 醇 單 Τ 、 二 乙 二 醇 二 甲 瞇 和二乙二醇 二 乙 醯

胺 溶 劑 則 如 甲 醯 胺 、 單 甲 基 甲 醯 胺、二甲基 甲
mb；醯 胺 、 單

乙 基 甲 醯 胺 二 乙 基 甲 醯 胺 乙 醯胺、單甲 基 乙 醯 胺 、

二 甲 基 甲 醯 •按 、 單 乙 基 乙 醯 胺 、 二乙基乙醯 胺 、 N- 甲 基

咁 咯 烷 酮 和 H- 乙 基 毗 咯 烷 酮 醇 溶劑則例如 甲 基 醇 、 乙

基 醇 異 丙 醇 乙 二 醇 和 丙 二 醇 ;硫氧化物 溶 劑 則 例 如

: 一
甲 基 硫 氧 化 物 δ« 溶 劑 則 例 如：二甲基 5M 二 /-: 基

5Μ Λ 聯 （2 -徑氧乙基）确 和 四 伸 甲 基S® >咪0$ 酮 溶 劑 則

例 如 : 1 , g- 二 異 乙 基 _ 2 -咪呼唳酮、1,3»二乙基- 2- 咪

酮 和 1 , 3… 二 異 丙 基 -2 j咪哩碇酮；內酯溶劑則例如：

Ύ --Τ基內酯和&- 戊 內 酯 ·?

上 述 之 添 加 溶 劑 之 中 較 合 宜 的是二甲基 硫 氧 化 物 •

Η - 一
甲 基 乙 醯 胺 ·· Ν - 甲 基 毗 咯 喘酮、二乙 —. 醇 單 甲

一. 丙 一， 醇 單 乙 和 j
丙

一
醇 單 T瞇，

該 W 機 溶 劑 並 不 是 必 是 光 阻 剝 離劑之必要 成 分 而 且
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五、發明說明（"）

如果傅 甲的話· 條引Μ 加 Η 光阳剝離劑 -¼ 5 到 8 0% 之

量

劑係可W 選R存 類 醇5» 芝香 族 W化合物

Z快醇 •酸基化 合物及 其 肝 和三呼化合 物 所組成之 群

類-本 發明所使 用.2抗 蝕 劑並 沒有限制， 如 果使用的 話

其用 量較宜是 瓦光阻 剝 離劑 重量計之1 到 3 5 % :

B類 可以是具 有3到 6 個碳 原子Ν單Β 例如甘油 醛

、異赤 藻Β 、阿 拉伯碍 木Β 、核Β、核 酮 酉唐、木酮

、葡萄 贍、甘酮 ffi、乳 S8 、塔 格SB、阿洛 、阿卓瞻 、

古洛醜 、艾杜阴 、塔洛 Μ 、lLi 梨醜、畢塞 和果隔， 以

及雙隔 類如繭醋 ο

B醇 類可以是 異赤藻 W 醇、 赤藻醋醇、 側 金盞醇、 赤

藻艙醇 、阿拉伯 醇、木 醇、 太洛醇、葡 萄 糖醇、甘 露

醇、艾 杜醇、甜 醇和肌 醇 ο

芳徑 化合物可 以是酚 .、 甲酚 、二甲苯酚 飞 兒茶酚、 間

苯二酚 、氫醍' 五倍子 酚 、1 , 2，4…苯三醇 ■ 水楊醇、 對

徑节基 醇 '對徑 苯基酚 、 對胺 基酚、二胺 基 酚、胺基 間

苯二酚 、對徑基 苯酸、 鄰 徑基 苯酸・2 , 4 - 二 S基苯酸

2 , 5 - 二 徑基苯酸 、3,4- 二 徑基 苯酸和3, 5 - 二 徑基苯酸 及

五倍子 酸：

Z焕 醇可以是 2-Τ快 ” 1. ,4 ™ .： ■-醇、3「5 ■- ζ-甲基“ 1 -己 快

"3小醇? 2 甲 - 3 - 1怏 〜2 “二醇、3 -甲基- 1_ -戊快- j醇

'3 , 6 二甲基…4 _辛快- 3 , 6心二 醇，2,4. 7 , 9- 四甲基-5 -

癸快-4 ,7 ”二醇, 2 ? 5 - ：-甲基… 3 - S 快-2,5 一二二醇：
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五、發明說明（）

（T H A Μ「）以進一步提昇移除光阻物，特別是在蝕刻或灰

擾 基 ft 合 物 及 其 可 是 甲 酸 乙 酸 丙 酸 ■ V Τ 酸

異 T 酸 草 酸 ■· 丙 — 酸 琥 珀 酸 戊 酸 順 Τ 烯 一亠 酸

福 馬 酸 苯 甲 酸 酸 1 , 2 3 ■- 苯 二 浚 酸 徑 乙 酸

一
乙 酸 乳 酸 蘋 果 酸 • 檸 檬 酸 乙 肝 曲 酸 肝

順 丁 烯 一
酸 肝 、 琥 珀 酸 * 和 水 楊 酸

化 合 物 可 以 是 苯 二 瞠 一、 鄰 甲 苯 ΤΞΓ ■ 間 甲 苯 三 卩坐

對 甲 苯 二 n坐 、 竣 基 苯 二 Λ 1 - 苯 三 氮 苯 三 和

二 理 丙 基 苯 三

在 上 述 抗 蝕 劑 中 > 較 宜 是 山 梨 醇 冷 木 醇 、 兒 茶 酚

五 倍 子 酸 、 2- Τ 快 - 1 ,4 -二 Β ，駄酸酉ΐ 、•水楊酸和苯

三 ο 該 抗 蝕 劑 可 以 單 獨 或 組 合 二 個 或 多 個 使 用 ο

本 發 明 之 光 阻 剝 離 劑 係 可 以 含 有 或 不 含 水 ο 假 如 使 用

水 的 話 f 雖 轶 在 光 阻 剝 離 劑 中 之 水 之 濃 度 ί 係 由 考 慮 蝕

刻 條 件 灰 fb 條 件 等 而 決 定 ? 但 其 較 宜 是 以 光 阻 剝 離 劑

計 之 5 到 60 % ο

可 以 加 入 四 級 胺 氫 氧 化 合 物 （傅月$U四甲基胺氫氧fl3物

( 
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fb 後 之 光 阻 殘 餘 物 假 如 使 用 的 話 該 TMIAH 之 用 量 較 宜

是 光 阻 剝 離 劑 計 之 0 . 0 3 到 5%

該 光 阻 剝 離 劑 假 如 做 成 組 成 物 的 話 較 佳 將 剝 離 性 醇

與 先 前 所 提 到 的 至 少 …亠 種 之 盥 添 加 物 在 適 當 的 混 合

器 中 以 本 項 技 藝 所 已 知 之 方 法 物 理 性 混 而 製 備

通 常 所 使 用 的 移 除 在 製 半 導 體 裝 置 中 光 阻 物 係 在

室溫到15 ο r下，將該具光阻膜和光阻殘餘物之基材與 

一 1 7 _
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五*發明說明（）
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光阻剝離劑接 觸· 因鶴該光阴剝離 劑在$ ο r 或更 低時顯

示左分的去除 能ti ,則該去除較宜 是在足Μ 保謹 半導體

裝置免於被剝 離劑 剝除宜僅W能低 的溫W τ 進F 苴接

觸時間則端賴 其本 性和逬阻膜厚度 及光阻殘 餘物 W及其

他該等技藝之 相Μ 因子而定、通常 是0 5郅 3 0分 鐘：

經由本發明 所製 造而適用於半導 體裝置之 無機 基材之

材料"可Μ是 導體 或半導體材料， 如砂、非 晶形 砂 ' 聚

矽 '二氧化矽 、W 氮化物、鋁，鋁 合金、飼 、銅 合金、

钛、钛錨合金 、钛 氮化物、錨 ' 鉅 、鎚化合 物、 鉅合金

、銘、銘氧化 物、 銘合金 ' 錮ΐ錫-氧化物（I Τ 0） 。半導

體化合物如録 '録I隣和錮-隣、•和用於基材之玻璃-

在本發明之 製造 半 導體裝 置之方 法中，下 層基 樣或材

料之非光罩部 份, ί系利用經圖樣化 之光阻膜 予以 蝕刻，

而在蝕刻期間 所形 成之光阻殘餘物 ,係以前 面所 提至U的

光阻剝離劑而 予以 移除。該光阻殘 餘物可以 在接 續於蝕

刻之灰化之後 ?而 經由光阻剝離劑 而予以移 除：

在本文中所 用以 參照之”灰化”係 指一種光 阻移 除方法

.在其中該由 有機 聚合物所製成的 光阻，係 在氧 等離子

中燃燒而揮發 成C0和C0 2 「更特別 的是·將 要被 處理的

基材置於電極 對間 之室中，然後導 Λ Μ化氣 體並 將之密

封於該室中· 當链 加 高頻電 壓於電 極上時, 列產 生該换

化氣體±等離
ρ

片匕光阻則與等離 子和基材 表面 的基材

L 2适化離子' 页應 而揮發

在切本發明 阻剝 離 劑 予以 移 除處理之 後· 則將該
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五、發明說明（ ）

除

經處 理 白勺基材1" 任 何 種 ■之有機溶劑 （如酒精和水） 予W

洗滌

參 照 如下之實 例 .本 發 明將被描述 的更加詳细 然而

.值 得 意注的, Η 下之 實 例僅是用Η 舉例說明,而 非意

慾對 本 發明加Μ 限 制：

W例 1- 1 6和比較 例 1 ~ 9

第 1 圖係橫斷 面 圖， 其 顯示將進一 步處理之半導 體裝

置， 其 中基材1 係 經氧 fb 物膜2塗覆 ,而鋁（A 1 - C u ）電

路圖 3 則係藉由 利 用光 阻 膜4作為光 罩將鋁（A I - C u ）膜

予以 乾 式蝕刻， 而 形成 於 該氧化物2 之上。在乾式 蝕刻

期間 9 •則形成光 阻 殘餘 物 5 。

如 第 2圖所示 之 半導 體 裝置，係浸 漬於具有表1 和表

2所 示 之化學組 成 物之 光 阻剝離劑中 ,歷一預定之 時期

?經 以 異丙醇沖 洗 、乾 燥 並於掃瞄式 電子顯微鏡（S Ε Μ ）

下觀 察 以評量光 阻 膜4 和 光阻殘餘物 之移除作用， 以及

對鋁 （A ]-C u ）電 路 圖3 之 腐蝕作用。 其結果係示於 表1

和表 2 中 G

經 由 下列之額 定 步驟 來 達成SEM 評量&

用作

(
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A ;完

C :部

η :大•” ·' *

腐蝕

全

乎

份

部

作

移除

完

保

份

用

（約1 0 0 %移除）

全

留

保

移除4 5%移除）

（約80到9 5 «移除；

留（8锂或更。移除、

~-19~
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五、發明說明（）

「無腐飾 ! ·Ί＞餐1號 之缰腐蝕區域〉

R ：部份無 腐蝕（1 到3 %応經腐蝕區域 i

―却借腐 蝕2到 5玄.5經W餌區域）

；嚴重腐 蝕「超過 5 .2經腐蝕區域-目邹份損失

* : T可 能評量: 因為保留了大部份之光阻
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五、發明說明（"）

表

實施例

1 2 3 4 5 6

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 a 1 a ΐ a 1 a1 a 1 a 1
重量％ 100 70 40 40 40 40

添加胺
種類 - bl bl bl bl
重量％ - 40 40 40 40

有機溶劑
種類 - si si s2 s3 s4
重量％ - 30 20 20 20 20

抗蝕劑
種類 - - - -

重量％ - - - 一 一

Η 2 0
重量％ - 一 - 一 -

剝離條件
溫度（°C） 70 65 55 55 55 55
時間（分） 10 10 5 5 5 5

移除作用
光阻4 A A A A A A
光阻殘餘物5 A A A A A A

腐蝕作用
Al-Cu電路3 A A A A A A
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Ξ 卜徑甲基乙醇胺 
二乙醇胺

"二甲基氧化硫 

广一甲基甲醯胺
"一甲基乙醯胺 
汕二乙二醇單丁脱
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表1-2

五、發明說明（"J

W施例

η 8 9 10 11

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 a. 1 al a 1 3 2
重量％ 30 15 30 35 35

添加胺
種類 bl bl bl bl bl
重量％ 50 65 30 25 25

有機溶劑
種類 s4 s3 s3
重量％ - 一 15 15 15

抗蝕劑
種類 cl cl c 1 cl c2
重量％ 5 5 5 5 3

Η 2 0
重量％ 15 15 20 20 22

剝離條件
溫度（ °C） 55 55 55 55 55
時間（分） 3 3 3 3 3

移除作用
光阻4 A A A A A
光阻殘餘物5 A A A A. A

腐蝕作用
Al~Cu電路3 A A A A A
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釦卜徑甲基乙醇胺

31 N甲基-N-甲基乙醇胺
1乙醇胺
列二甲基乙醯胺·

“二乙二醇單丁脱

'葡萄糖醇
1兒茶酚
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表J -3

實施例

12 13 14 15 16

醇胺
a 1 a 4 a5 a 1
2 RΟ ·Μ 匚 15 15

b2 bl bl bl
25 70 65 65

s3 -- - -
15 - 一 -

cl c 1 c 2 c3
5 3

20 22 15 15

55 55 55 55
3 3 3

A A A
ή A A

A A A A

a3
% 15

b 1
% 65
劑

% -

cl
% 5

劑性類量胺類量溶類量劑類量
 

試離種重加種重機種重蝕種重
 

離剝
 

添
 

有
 

抗

8

Η 2 Ο
重量％ 15

剝離條件
溫度（°C） 55
時間（分） 3

移除作用
光阻4 A
光阻殘餘物5 A

腐蝕作用
A1 ~ C u 電路 3 A

胺醇
 胺乙 醇基咻 

乙胺甲嗎
 基基徑基
胺胺
 醯醯
 乙乙醇

甲甲二甲胺基基糖酚醇

徑
W

N-

徑醇甲甲萄茶18

Ν
-
Ν
-

N

N

-

乙
N

--

二葡兒木

— 

4
 

歹

— 
Z 
>7 
I
 
L
 
3
 

B

a

a

.3
匕
匕 
S
 

C
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五、發明說明（八）

表2

i
2

比較例

o 4 5 6 7 8 9

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 •- .十 - -· -
重量％ - - - - - - •-

添加胺
種類 bl bl bl bl bl bl b2 bl bl
重量％ 100 70 80 70 60 60 60 75 60

有機溶劑
種類 - si si s3 s4 s3 s3 一 s3
重量％ - 30 20 30 15 15 15 15

抗蝕劑
種類 - -*■ 一 cl c2 cl cl c2
重量％ - - 5 3 5 3 3

H2 0
重量％ - - 20 22 20 22 22

剝離條件
溫度（°C） 70 65 55 55 55 55 55 55 80
時間（分） 10 10 10 10 3 3 3 3 10

移除作用
光阻4 D C C C B B C B B
光阻殘餘物5 D D D D C C D D C

腐蝕作用
A1 ~Cu電路3 A A A A A A A c
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和乙醇胺
J N-甲基乙醇胺 

八二甲基氧化硫 
力二甲基乙醯胺 
虫二乙二醇單丁魅 
J葡萄糖醇

'見茶酚
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五、發明說明（）

2 3

實例17-31和比較例1 0-1 7

第 圖B 橫斷 面 圖 ,其顯 示將將第1 圖宜半導 體 裝置

經 W 氧 等離 子＜ 化 Μ 移除光 阻膜4後之 半導體裝 置 :該

光 阻 殘 餘物 5係 保 留 而不被 氧等離子移 除，而且 僅 有頂

部 部 份 變形 Μ使 得 其 逐漸向 鋁霞路圖3 之周圍擴 展

如 第 2圖 所示 經 灰 化後之 半導體裝置 ,係浸漬 於 具有

表 和 表4 所示 之 化 學組成 物之光阻剝 離劑中， 歷 一預

定 之 時 期, 經以 異 丙 醇沖洗 、乾燥並基 於上述相 同 額定

步 驟 於掃 瞄式 電 子 顯微鏡 (S Ε Μ )下觀 察以評量 光 阻膜

4 和 光 阻殘 餘物 之 移 除作用 ,以及對鋁 (A I - C u ) 電 路圖

3 之 腐 蝕作 用。 其 結 果係示 於表3和表 4中θ

經 以 超純 水沖 洗 並 乾燥之 後，該電路 圖3上之 腐 蝕作

用 係 置 於掃 瞄式 電 子 顯微鏡 ί S Ε Μ )下評 量。其結 果 係示

於 表 3 和表 4中 ο

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製 -25™
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五、發明說明（"）

U

實®例

1.8 19 20 21 22

剝離試劑
剝灘性醇胺
種類 a 1 a ΐ a. 1 a 1 a 1 al
重量％ 100 70 40 40 40 40

添加胺
種類 - - bl bl bl bl
重量％ 40 40 40 40

有機溶劑
種類 si si s2 s3 s4
重量％ - 30 20 20 20 20

抗蝕劑
種類 - 一 - 一

重量％ - - - -
Η 2 0
重量％ - - - -

剝離條件
溫度（°C） 100 80 55 55 55 55
時間（分） 10 8 5 5 5 5

移除作用
光阻殘餘物5 A A A A A A

腐蝕作用
Al-Cu電路3 A A A A A A

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製

N-輕甲基乙醇胺
匕I 乙醇胺

5 1 二田基氧化硫
3 L 二申基甲醯胺
卑 一田基乙醯胺
5牛 一乙二醇單丁魅

-Ά
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五、發明說明（Ζ©

表—2

— I
I
-
-
-
-

l· I
 

- 

■ I
 I
 ί
-
-

i
 I
 

訂-
-
-
-
-
-
^
^
^
^
1
 I
 Γ
-
-
-

-
-
-

— 
— 
— 
— 
—-
-
-

I
-
-
-
-
-
-
-
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實施例

23 24 25 26 27

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 a 1 a 1 a 1 a2 a2
重量％ 30 15 30 35 35

添加胺
種類 bl bl bl bl bl
重量％ 50 65 30 25 25

有機溶劑
種類 s4 s3 s3
重量％ - 15 15 15

抗蝕劑
種類 cl cl cl cl c2
重量％ 5 5 5 5 3

Η 2 0
重量％ 15 15 20 20 22

剝離條件
溫度代） 55 55 55 55 55
時間（分） 3 3 3 3 3

移除作用
光阻殘餘物5 A A A A A

腐蝕作用
Al-Cu電路3 A A A A A

釦N-逕甲基乙醇胺
沃N-徑甲基-N-甲基乙醇胺
“乙醇胺

钉二甲基乙醯胺 
站二乙二醇單丁魅 

门葡萄糖醇
八兒茶酚

'2 7 -
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五、發明說明（2 6 ）

表 ( 
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31
-

ο

 

一
 

3
 

3

 

j  
攸
 

一
 施
 

一
 實
 

一

™ 

2

 

一
28

11 

・ I I I
-

線̂̂
· I
I
·
 

—

a 5
15

bl
65

c2

15

55
3

A
A

4
 
5
 

1
 ο
 

a

b

 7

1
 
5
 

a
3

2
 5
 

b
 2

3
 5
 

s 1

醇胺

2
 

5
 3
 

A
 

A

2
 

5

8-2

11 Γϋ

c

o
 

5
 3

2
 

5

A
 

A

a 3
15

bl
65

cl

一劑性類量胺類量溶類量劑類量
 

一試離種重加種重機種重蝕種重
 

-
離剝
 

添
 

有
 

抗 5
Η 2 Ο
重量％ 15

剝離條件
溫度（°C） 55
時間（分） 3

移除作用
光阻殘餘物5 A

腐蝕作用
Al-Cu電路 3 A

胺醇
 胺乙 醇基咻胺胺 

乙胺甲嗎醯醯
 

基基徑基乙乙醇
 

甲甲二甲胺基基糖酚
 

徑徑N-

超醇甲甲萄茶
 

N-

』N,
N-

乙』二葡兒
 

— 
3

 

4
 

r
?
 
I
 
7- 

?
 
I
 

L
 

m

a

a

a

」」Ά

υ

ο

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（210 X 297公釐）



1261152
A7
B

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製

五、發明說明（' ')

η 4

比較例

10 ]1 12 13 14 15 16 17

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 - - — - 一

重量％ - 一 - - -
添加胺
種類 bl bl bl bl bi bl b2 bl
重量％ 

有機溶劑

100 70 80 70 60 60 60 75

種類 - si si s3 s4 s3 s3
重量％ - 30 20 30 15 15 15

抗蝕劑
種類 - - cl c2 cl cl
重量％ — - - - 5 3 5 3

Η 2 0
重量％ - - — 20 22 20 22

剝離條件
溫度（°C） 100 80 55 55 55 55 55 55
時間（分） 10 8 5 5 3 3 3 3

移除作用 
光阻殘餘物5

腐蝕作用

D D D D C C D D

Al-Cu電路3 A A A A A A A A

輕乙醇胺 
匕z卜甲基乙醇胺
“二甲基氧化硫 
门一甲基乙醯胺 
弘二乙二醇單丁魅 
二葡萄糖醇
2兒茶酚

■2 9-
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五、發明說明（）
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實例？ 2 r 4和比較例1 8 - 2 5

第 3 圖 f系 腋晶 顯示 裳 置Z 橫斷面 圖＞ 其中銘 ί —」 電路

圖 7 其 經由 以'鍰 （IV） 硝酸鹽 和過 氯酸之 溶液 ,Η

光 阻 膜 作 為光 罩來 灌 式蝕J-[λ 刻該下 層之 鎔膜. 而形 成於

玻 璃 基 材 6 上' 在灌 式 蝕刻 期間· 該光 阻膜8 之表 面層

變 成 變 硬 化之 光阻 膜 9 <

如 第 2 圖 所示 經濒 式 蝕刻 後之液 晶顯 示裝置 ,係 浸漬

於 具 有 表 5 和表 6所 示 之化 學組成 物之 光阻剝 離劑 中，

歷 一 預 定 之 時期 ,經 以 異丙 醇沖洗 、乾 燥並基 於上 述相

同 額 定 步 ,於 掃瞄 式 電子 顯微鏡 (SEM ）下觀 察以 評量

光 阻 膜 8 和 光阻 膜9 其結 果係示 於表 5和表 6中 -3

經
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部
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五、發明說明（）

表5 j 1

實施例

35 3632 33 34

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 al a6 a7 a8 a9
重量％ 100 100 100 100 100

添加胺
種類 -

重量％ 一 -

有機溶劑
種類 - -

重量％ -

抗蝕劑
種類 - -

重量％ - 一 -

Η 2 0
重量％ - 一 -

剝離條件
溫度（°C ） 40 40 40 40 40
時間（分） 10 8 15 10 15

移除作用
光阻膜8 A A A A A
硬化光阻膜9 A A A A A

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工 
消
費
合
作
社
印
製

/ A徑甲基乙醇胺 

就A理甲基伸乙基醸胺 
"N~ （ α 甲基）乙醇胺 
站Ν-徑甲基丁基胺 
汕Ν-W甲基異丙醇胺

(
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五*發明說明（八）
表5-2

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製

實施例

Ο ; 38 39 盘0 仁 42

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 8 J 3 1 'al al a 1
重量％ 40 40 40 20 20 20

添加胺
種類 bl bl b2 bl b? bl
重量％ 40 40 40 35 45 35

有機溶劑
種類 si s3 s3 s4 s3 s3
重量％ 20 20 20 15 15 15

抗蝕劑
種類 - - 一 cl
重量％ 一 - 5

Η 2 0
重量％ - 30 20 25

剝離條件
溫度（°C） 40 40 40 40 40 40
時間（分） 5 5 5 3 1 3

移除作用
光阻膜8 ή A A A A A
硬化光阻膜9 A A A A A A

汀N-徑甲基乙醇胺 
弘卜徑甲基伸乙基醯胺 

b,乙醇胺
山乙N-甲基5·胺 
拚伸乙基二胺

5「二甲基氧化硫 
"二甲基乙醯胺
54二乙二醇單丁脱 
d匍萄糖醇
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aQ
一
 

胺
一
 

醇
一劑性類
 一試離種

i  

Ηπυ

i  

亲

o2o2

4
 

b

3s

1
 c

82

3

A

A

2c

o4

A

A

%
 

量
 Β3

胺類
 

Τ
4
 -
亍二
 力種
 添 %

 

量
 Β3

劑溶類機種重蝕種

有
 

抗
%
 

量劑類%
 

量
 ί

 
s

o2H

%
 

量
3

°C

分件條度間
離溫時除光硬
 

剝
 

移用
 

作 8

膜且b

Μ
 71 9

 

膜
 

阻
 

光
經
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部
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財
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局
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工
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費
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印
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3, N-徑甲基乙醇胺
Μ徑基腰

沙2- （2-胺基乙氧）乙醇 

启二甲基乙醯硫

舛二乙二醇單丁醞

1葡萄糖醇

I兒荼酚

73-
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五、發明說明（3 2 ）

表G

比較例

18 19 20 21 22 23 24 25

剝離試劑
剝離性醇胺
種類 i 一 - - -

重量％ 一 —
添加胺
種類 bl b3 b6 b7 bl b3 b5 bl
重量％ 

有機溶劑

100 100 100 100 70 60 55 55

種類 - - - si s3 s4 s4
重量％ 一 - - 30 20 15 15

抗蝕劑
種類 一 cl -
重量％ - - - - 2

η2 0
重量％ - - - - - 20 28 30

剝離條件
溫度（tn 40 40 40 40 40 40 40 40
時間（分）

移除作用

10 8 10 15 5 3 3 3

光阻膜8 C C D C D C C C
硬化光阻膜g D c D D D D D D

(
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"乙醇胺
T伸乙基胺
巧2-（2-胺基乙氧［乙醇

2 丁胺
T異丙胺
幻二甲基氧化硫
"二甲基乙醯月安
兀二乙二醇單丁魅

“葡萄糖醇

■34·
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五、發明說明（33）

實例4 5

在5 0

中

下 *

歷3

將實 例 % r ο
j f 7 1所使用二 半導體裝 置*

置於

浸於

SEM離 劑 分 鐘 翌 Μ 異丙 醇沖洗 •乾燥 並

觀 察 - 該剝 離 劑 係. 包 括 以重 量計2 5 % 之Ν- 徑 甲基 乙醇

胺 Μ 重 量計 3 5 % 醇 胺 ，以重量 計！ 5 % 之 Q -一 醇單

T 、 Μ 重量 計 7%之 葡 萄 糖醇 '以重 量計0 * 5% 之ΤΗΑΗ和

Μ 重 量 計 17.5%之水＜:由SEM之觀察結果，可知其確定

了 任 何 ____. 個半 導 體 裝 置 之 光阻 殘餘5 »係完 全 移除 而在

(A 1 - Cu ) 電路 圖 上 並 沒 有 腐蝕 作用。

誠 如 以 上之 描 述 本 發 明之 光阻剝 離劑， 係 具有 優洪

之 移 除 能 力、 而 且 易 於 在 低溫 下、歷 短時間 內 ,將 光阻

膜 和 光 阻 殘餘 移 除 ο tt 外 ,在 光阻殘 餘移除 期 間， 該光

阻 剝 離 劑 並沒 有 對 不 同 材 料製 成之無 機基材 導 致腐 蝕作

用 C 由 於 此等 特 性 9 ft 光 阻剝 離劑, 在半導 體 裝置 製造

係為有用的。

符號之說明

經
濟
部
智
慧
財

產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製

1 無 基 材

2 氧 化 物 膜

ο 鋁 (A 1 - C U ）電路圖

4 光 阻 膜

5 光 阻 殘 餘物

只 玻璃棊材

7 路（C r）電路圖

X 光阻膜

9 硬化之世阻膜

- 3 5 ~
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四、中文發明摘要(發明之名稱：光阻剝離劑及使用其製造半導體裝置 ) 

之方法

一種包括特定醇胺之光阻剝離劑，該醇胺係具有以如下

式(I )所示之至少一個官能基：

R1
[n—c—OH (I)
/ 19R2

其中，2及萨係個別爲氫原子，Cx-Cs烷基或Ci-C8烯

基；該光阻剝離劑，其係於低溫下，在半導體裝置製造之 

蝕刻或後續灰化之後，可在短時間內輕易的且充分的移除 

光阻膜和光阻殘餘物。此光阻剝離劑係對用於基材、電路 

和絕緣膜等材料之具抗腐蝕性。

英文發明摘要(發明之名稱： )
RESIST STRIPPING AGENT AND PROCESS OF 
PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICES USING THE 
SAME

A resist stripping agent comprising a specific alkanolamine having at 

least one functional group represented by the following formula (l)：

R1
[n—c—OH (I)

wherein R1 and R2 are each hydrogen atom, CrCg alkyl or CpCg all<enyl. The 

resis t st ripping agen t easily and efficien tly removes resis t films and resis t 

residues remaining after etching or after ashing subsequent to etching in 

manufacturing semiconductot devices at low temperatuxep in short period of 

time. The resis t stripping agent is resis taut to corrosion agains t materials for 

substiate, circuits and insulating films.

-2_
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需暑專利説明書

、驚名稱 
新型

中 文 光阻剝離劑及使用其製造半導體裝置之方法  
（89年6月2日修正）

英 文 RESIST STRIPPING AGENT AND PROCESS OF PRODUCING

SEMICONDUCTOR DEVICES USING THE SAME

姓 名 一
--

一
人起人男
 一久岳哲
 本部山山
 池阿丸青

1
2
 3
 4

國 籍 1-4皆屬日本·
一 發明 
一 '創作

住、居所
1.新潟縣新潟市太夫决新割132番地 
三菱瓦斯化學株式會社 新潟研究所內

2-4同上所

姓 名
（名稱） 三菱瓦斯化學股份有限公司

（三菱瓦斯化學株式會社）

國 籍 日本

三、申請人 住、居所 
（事務所） 東京都千代田區丸◎内二丁目5番2號

代表人 
姓 名 大平 晃
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六、申請專利範圍f
ί
Ί

第89 1 03253號「光阻剝離劑及使用其製造半導體裝置之 

方法」專利案

（93年6月25日修正）

六、申請專利範圍：

1 . 一種光阻剝離劑，其包括選自於由下列所組成群類之 

化合物之剝離性醇胺：

Ν・徑甲基乙醇胺、Ν・幾甲基異丙醇胺、Ν,Ν -二瘵甲基 

乙醇胺、Ν・疼甲基二乙醇胺，4徑甲基・弘甲基乙醇 

胺、Ν・輕甲基乙基乙醇胺，Ν・疼甲基胺基乙氧乙 

醇、Ν,Ν -二瘵甲基伸乙基二胺、Ν・瘵甲基伸乙基二 

胺、Ν,Ν・二輕甲基伸乙基二胺、Ν,Ν,Ν =三幾甲基伸乙 

基二胺、Ν,Ν,Ν* ,Ν·-四幾甲基伸乙基二胺、Ν・幾甲基 

伸丁基二胺、Ν-幾甲基伸丙基二胺、Ν,Ν -二幾甲基伸 

丁基二胺、Ν,Ν・二輕甲基伸丁基二胺、Ν,Ν,Ν —三幾甲 

基伸丁基二胺、Ν,Ν,Ζ,Ν -四瘵甲基伸丁基二胺、 

Ν,Ν -二幾甲基伸丙基二胺、Ν,Ν・二幾甲基伸丙基二 

胺、Ν,Ν,Ν'·三幾甲基伸丙基二胺、Ν,Ν,Ν* ,Ν1 -四幾甲 

基伸丙基二胺、Ν・超甲基二伸乙基三胺、Ν,Ν -二幾甲 

基二伸乙基三胺、Ν -徑甲基甲基胺、Ν,Ν・二幾甲基甲 

基胺、Ν・幾甲基二乙基胺、Ν・徑甲基乙基胺、Ν・瘵甲 

基二乙基胺、Ν,Ν・二輕甲基丁基胺、Ν・瘵甲基丙基 

胺、Ν・輕甲基丁基胺、Ν・理甲基哌阱及Ν -幾甲基胺嗎
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添加胺，其係選自於甲胺、乙胺、丙胺、丁胺、乙醇 

胺、N・甲基乙醇胺、N・乙基乙醇胺、二乙醇胺、異丙 

醇胺、2-（2-胺基乙氧基）乙醇、伸乙二胺、徑基胺、 

Ν , N -二乙基幾基胺、哌阱及嗎嚇所組成群類；且剝離 

醇胺及添加胺之莫耳比爲0.01到100；

水溶性溶劑，其係選自於二甲基硫甲化物、Ν , N・二甲 

基甲醯胺、N-N二甲基乙醯胺、N・甲基毗咯烷酮、二乙 

二醇單甲醍、二乙二醇單丁醍、二丙二醇單甲醍、及 

二丙二醇單丁醍所組成之群類，且其含量基於光阻剝 

離劑計爲5到80重量％；以及

基於光阻剝離劑之重量計爲1到35重量％之抗蝕劑， 

其中該抗蝕劑係至少選自於醜類、醜醇、芳香族幾基 

合物、乙怏醇、有機按酸化合物及其肝、以及三哩所 

組成群類之一種化合物。

2 .如申請專利範圍第1項之光阻剝離劑，其進一步包括

基於光阻剝離劑之重量計爲5到60重量％之水。

3 .如申請專利範圍第 1項之光阻剝離劑，其中該抗蝕劑

係葡萄糖醇或兒茶酚。

4 .如申請專利範圍第1項之光阻剝離劑，其進一步包括

適量的四甲基胺氫氧化物。
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